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Filmes Finos com Lubrificante Sélido
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As perdas materiais e financeiras devido ao desgaste mecéanico é um problema
real nas mais diversas &reas de conhecimento, sendo muito enfatizado no setor
metal-mecanico, principalmente em pecas moéveis e ferramentas de corte. Uma
das solugcbes mais utilizadas pela industria para minimizar esse problema é
usar revestimentos protetores, pois estes promovem uma melhora
consideravel nas propriedades tribolégicas das pecas, aumentando sua vida
atil. Dentre varios revestimento utilizados, destaca-se o nitreto de titanio (TiN),
pois este possui elevada dureza, alta tenacidade e boa resisténcia a corroséo,
entretanto este apresenta um coeficiente de atrito relativamente alto.
Recentemente foi proposto uma solucdo para melhorar as propriedades do TiN:
incorporar particulas de um lubrificante solido, como o dissulfeto de molibdénio
(MoS,), em sua estrutura cristalina, diminuindo seu coeficiente de atrito, sem
perder suas excelentes propriedades tribolégicas. Entretanto, ainda ndo esta
completamente elucidado como as particulas de MoS, estdo ligadas
quimicamente na estrutura no TiN, nem qual seria a concentracao ideal deste
lubrificante sem perda de dureza do revestimento TiN/MOS,. Assim, o presente
trabalho consiste na deposicédo de filmes finos de TiN/MoS, modificando-se a
concentragcdo de MoS, na estrutura de TiN. Para tanto serd utilizado um
equipamento de magnetron sputtering pertencente ao Laboratério de
Engenharia de Superficies e Tratamentos Térmicos (LESTT). Estes filmes serédo
caracterizados pelas técnicas de nanodureza, a fim de verificar a dureza dos
filmes; Difracdo de Raios X (XRD), para analisar as diferentes fases
cristalograficas em cada filme; Espectrometria de Retroespalhamento
Rutherford (RBS), que determina a espessura e a composicdo do filme e,
finalmente, Espectroscopia de Fotoelétrons induzidos por Raios X (XPS).
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